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Re: Expeciente No. 15-134.534
Solicitud de patente = nombre de SICPA HOLDING S.A.

Yo, CAROLINA DAZA MONTAI VO, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada de la
sociedad SICPA HOLDING S.A., domiciliada en Prilly, Suiza, solicitante de la patente
de la referencia, interfongo recurso de reposicidn contra la Resolucion No. 79358 emitida ¢
30 de septiembre de 2015 por el Scperintendente de Industria y Comercio, por medio
de la cual se niega el privilegio de pztante de invencion para la solicirud contenida en el
expediente de la referencia.

Con fundamento en la facultzd que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la sclicituc de patente en cualquicr momento del tramite,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de 6
reivindicaciones y reemplaza completamente ¢l capitulo presentado anteriormente.

Cabe aclarar que el nuevo capitulo reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones y la
materia contenida en dichas reivindicaciones cotresponde a la misma materia de las
reivirdicaciones allegadas ¢l 11 de junio de 2015 junto con la solicitud divisional
origiral, con la diferencia que se eliminé la expresion 'y donde la resina modificadora cambia
la posecion de la banda de reflexion seicctiva exchibida por la composiciin de precursor de cristal liguido
quiral curada que compreade la sal sobre el sustrato en un drea en la gue estd presente” en la
reivindicacion 1 v s¢ climinaroa las antiguas reivindicaciones 7 a 20, Ademas, se
modifico la redaccion de la reivindicacion 1 para dar claridad al paso a) del método
reclamado.

Iis pertinente aclarar que se han atendido todas las objeciones de claridad plantcadas
por el examinador en la resoluc6n impugnada, de tal forma que el nuevo capitulo
reivincicatorio cumple con los lineamientos establecidos en ¢l articulo 30 de la Decision
486/00.

Atentamente nos permitmos decir cuc se adjunta recibo por tasa de modificacion vy no
por retvindicaciones adizionales, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio que
conticne 6 reivindicaciones tiene menor nimeto de clausulas que ¢l originalmente
presentado v es en esencia el mismo chijeto pero mas limitado v definido con mayor
claridad.
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1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

‘n relacion con los argumentos presentados por ese Despacho en la Resolucion
mpugnada No. 79358 emitida el 30 de septiembre de 2015, es necesario senalar que
carccen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y
reglas téenicas que existen para evaluar el nivel inventivo de una invencion.

it La indebida interpretacion del articulo 18 de la Decision 486/00

[is deseo del solicitante presentar argumentos contra las  declaraciones de  ~sa
Saperintendencia indicando como primera medida que ¢l examinador no realizé na
adecuada interpretacion del articulo 18 de la Decision 486,00 y parte de premisas
erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invencion,
realizando un equivocado anilisis del requisito ¢n cuestion, para finalmente negar <in
Justificacion la patente para la solicitud en comento.

Iin este senddo, volvemos scbre el particular que el articulo 18 de la Decision 486/00)
determina que “wra invenciin tiene nivel imventivo, 1 para una persona del Oﬁcfo
normalmente versada en la materia técnica corvespondiente, esa invencion no hubicse
resztltado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estady de lu tinica”. (Ll subrayado es
NUCSro).

Lo anterior significa que el aralisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anter:oridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo
debe demostrar la obviedad de la invencidn y establecer como ésta no contiene un

salto cualitativo, que demuesre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencion analizada carece de nivel inventivo y hubiese
sido obvia para una persona versada en la materia.

Corsiderando la definicion zaterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los
siguientes argumentos, los cuales demuestran que la solicitud de la referencia cumple
con todos los requisitos de patentabilidad.

In a resolucion impugnada sz establece la falta de nivel inventivo de las antiguas

retvindicaciones 1 a 6 a la luz las ensefianzas técnicas descritas en el documento

US2007224341 (D3).

A este respecto, es deseo del solicitante reiterar que el examinador esta realizando un
andlisis equivocado de las ensefinzas descritas en el documento D3,

Como primera medida, se aclara que la nueva reivindicacion estd dirigida a la proteccion
de un mérodo para proporcionar un marcado sobre un sustrato que comprende los
pasos dc¢ “(a) aplicar sobre ina superficie de un sustrato que contiene una resind
modificadora preparada a partir ce mondmeros polimerizables seleccionados de acrilatos de polieter,
acritates de poliéter modificados, acrivatos de poliéster, acrilatos de poliéster modificads, acrilutos de



(F8 ]

Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

boliister hexafuncionales, acriratos de poliéster tetrafuncionales, acrilatos de uretano diftincionales
aromaticos, acrilatos de wretans difitncionales alifaticos, acrilatos de uretano Irifuncionales alifdtizos,
acrilatos de uretano pexafuncionales alefiticos, monoacrilatos de nretano, diacrilutos aitfiticos, acrdatos
de epoxi-bisfenol A, acrilatos az epoxi-bisfenol A modificados, acrilator de epoxci, acrilatos de epoxi
modificados, oligimeros acrilicos. oligémeros de acrilato de hidrocarburos, acrilatos fenolicos etoxilados,
diacrilatos polietilenglicolicos, aiacrilatos neo entilgliclicos propoxilados, derivados de bisfenol A
diacrilados, diacrilatss dipropitenglicclrcos, diacrilatos hexanodidlicos, diacrilatos iripropilenslico‘i-os,
‘elraacrilatos de poliéter, fetraacrilatos ol ditrimetilolpropano, hexaacrilatos dipentaeritritilicos, mezelas
de I~y tetraacrilatos pentaeritritiicos, diacrilatos dzpropilenslicilicos, diacrilatos hexanodicivos,
Siacrilatoy de trimettlolpropano 2toxzitados o diacrilatos tripropilenglicilicos, en un drea de la superyicie
del sustrato una composicic:r de precursor de cristal liquido quiral curable, de mads
que la composicion cubra una perte ag drea en la que se encuentra la resina modificadora y tan:bién
cibra un drea de la superficie mm la que no hay resina modificadora, la composicion de precurscr de
eristal liquido quiral que comtrende i) compuestos nemdticos A, (1z) compuestos dopantes quivales
/B, y (iii) una sal, (b) calentar iz composicion aplicada a una temperatura de 55 °C a 150 °C
para hacer que pase a un estade de cristal liguido quiral; y (c) CUrar la composiciin en el estaco de
cristal liguido guiral”.

Asiy de acuerdo a la przsente invencién, la resina modificadora estd aplicada
sclectivamente en areas especificas del sustrato antes de la aplicacion de la composicidn
de precursor de cristal liquico.

Cuando la composicién de otecursor de cristal liquido es aplicada, dicha resina
modificadora ya esti en un estzco solido y se encuentra bajo el precursor de cristal
liquido. Dicha resina modi-icado-a extrac la sal desde la composicion precursora de
cristal liquido a una veloc:dad 2levada, cambiando rapidamente y esencialmente sus
caracteristicas optcas en la region inmediatamente encima de la resina modificado-a.
Luego de esto, la composicisn en general se cura v se lleva a un estado solido (pasc de
curado que sc describe en ¢ pasc ¢) de la reivindicacion D).

Is necesario resaltar que, de acuerdo a la presente invencion, la sal es un componerte
niccesario de la composicion de cristal liquido quiral que se urliza en el paso a) de la
reivindicacion 1. Ademas, de acuerdo a la presente invencion, Uunicamente  2s
necesario un paso de curedo (“() curar la composicion en el estada de cristal liguido quival”
para solidificar ¢l marcado. El paso de calentamiento b) es utilizado para produ cir
un_estado liquido quiral y no corresponde a un paso de curado. la resina
modificadora esta aplicada cobre el sustrato v permanece bajo el cristal liquido quiral
solidificado después de la terminacion del proceso de curado.

Por el contrario, el documento D3 hace referencia a un método para la modificacion de
las propicdades Opticas de cristalzs liquidos quirales polimerizables o polimerizaces,
que comprende los pasos d> “4) aplicacion de una primera capa de material de cristal liguido
quiral curable polimerizable a ur soperte; 1) polimerizacién o curado parcial o completo
dr la primera capa d+l material de oristal liguido quiral curable polimerigable; iii) aplicacion de al
srenos una capa adicional de uno o mds medios de extraccion u lu primera cape e
crstal  lignido  parcial o totlmenie polimerizado o curado; y iv) donde  sea apropicao,
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polz'merizacz'o’n o curado comp;’eto de la primera capa de cristal liguido y/ o en una o mds de
las capas adicionales” (el subrayado es nuestro).

e esta forma, en el documentc D3, el marerial de cristal liquido_quiral es aplicado
directamente sobre el sustrato. sin que se cncuentre una resina modificadora entre el
sustrato v el material de cristal liguido quiral. La capa adicional de uno o mas medios de
extraccion es aplicada después durante ¢l paso iii) sobre un material de cristal liquido
quiral que debe haber sido solidificado durante ¢l primer paso de curado ii, con el fin de
permitir la produczion de vna capa cstable. Luego de que el proceso de extraccion ha
tenido lugar, un segundo y dltimo paso de curado iv) debe ser llevado a cabo con el fin
de solidificar todas las capas.

Por lo ranto, es claro que en 2l docamento D3 el medio de extraccion es aplicado sobre
el cristal liquido quiral solidificado, v no bajo dicho material, como sucede en la
invencion reclamada por el solicitante.

Ademis, en ¢l documento D3 no se utiliza sal para cambiar y afinar las propiedades
opticas del cristal liquido quizal. Se llama la atencion del examinador a las caracteristicas
del método del documento I3, en las que al menos dos pasos de curado ii) v iv) son
necesarios para solidificar el marcado.

Tambicn, se resalta que en el documento D3 los medios de extraccion llevan a cabo el
proceso de extraccion sobre un material de cristal liquido quiral ya solidificado, de
tal forma que ¢l proceso de extraccién serd necesariamente lento debido a la baja
velncidad de difusion.

Por lo tanto, el documento 3 no menciona o sugiere la utilizacion de una sal en la
composicion de cristal liquido quiral para poner la resina modificadota bajo ¢l cristal
liquido quiral, v para llevar a cabo Gnicamente un paso de curado para la composicion.
De hecho, el documento D3 describe poner el medio de extraccion sobre el cristal
liquido quiral solidificado, y alcjaria por lo tanto a una persona del oficio normalmente
versada en la téenica de la invencién propuesta por el solicitante, en la cual se propone
un orden v disposicion opuestos.

Por lo anterior, no es posible afirmar que una persona del oficio normalmente versada
en la téenica hubierz podido a partr de las ensefianzas técnicas descritas en los
doctmentos D3 y su conocimiento estindar derivar en forma obvia el método descrito
en la reivindicacién 1, con TODAS sus caracteristicas téenicas. De esta forma, es claro
cl paso inventivo que significod para el solicitante el desarrollo de la presente invencion.

Aderas, es necesario resaltar que el método descrito por el solicitante presenta ventajas
técnicas relevantes comparadas con e método que se describe en el documento D3.
Primero, debido a que dnicamente es necesario un paso_de curado, el proceso de
produccion del marcado es mis répido y eficiente. Scgundo, en la presente invencion el
proceso de exiraccién de la sal se da desde el cristal liquido quiral aun en fase liquida, de
tal forma que la velocidad de difusién es elevada v el proceso es llevado a cabo de una
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forma mas rapida en comparacion con un proceso de extraccidn desde una fase solida
como s¢ propone en el dozumento D3.

[“n consecuencia, se mznifiesta que las reivindicaciones 1 a 6 ticnen nivel nventivo en
concordancia con los lineamieatos descritos en cl articulo 18 de la Decision 486 /00.

Adicional a lo anterior, =s deseo del solicitante indicar que las solicitudes de patente
cquivalentes en Surafricz, Ucrania, Singapur, Arabia Saudita v Marruecos han sido
concedidas por las Oficinas Patentes en cada uno de los paises indicados. Asi, aunque el
solicitante reconoce el principic de independencia de cada Oficina de Patentes, resulta
sorprendente que otras Cificinas hayan reconocido el cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad de la presente invencién, mientras Gnicamente la Oficina de Patentes en
Colombia se aparta del criterio unanime de tales Oficinas, siendo la novedad, el nivel
inventivo vy la aplicacion industrial conceptos universales.

Teniendo en cuenta lo dicho interiormente, solicito a usted lo siguiente:

1) Que de conformidad con le previsto por los articulos 3, 42 y 80 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren v se
resuclvan TODOS los argumrertos y TODAS las cuestiones plantcadas asi como las
que aparezcan con motivo de este recurso,

b) Que se revoque la resolucién No. 79358 del 30 de septiembre de 2015 expedida por
¢ Superintendente de Industria v Comercio, y s¢ proceda a conceder ¢l privilegio de
patente de invencién a la sohcited de mi mandante

Senor Superintendente,

CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Pzlmira Vaie
TP-141563 (3]

notircaciones@clarkemodet.com.-o

f\
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ANEXOS

Nuevo capitulo reivindicatorio que incluye 6 reivindicaciones

6



Industria v Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de rad cacion

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. ldentificacion del Tramite
[_]Error material

Patente de Invencion

Modificacion a una Solicitud en tramite

Patente de Modelo de Utilidad
[__] Registro de Disefio Indusrial
[ ] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural D

SICPA HOLDING SA

Persona Juridica %

Nombre o denominacion / Nombre o razdn social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro

[ ]

Documento de identificacion: D C.C:

Pequena

NIT

CE
U

Meadiana Otra

Otro Numero

|
Ciudad '

Nacionalidad/Pais de constitucion Direccidn y domicilio del titular
SUIZA Aveque de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Suiza

|
Direcci@n electronica No. Fax Numero telefdnico ‘ ‘
D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

comunicaciones sean enviadas a través de la direccion de correo electrinico

3. Datos del apoderado:

CAROLINA DAZA MONTALVO C.C. 66.783.790 141563 CSJ

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional

] Direccion y domicilio Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogota D.C., Co ombia Bogota D.C. l
Direccidn electronica No. Fax Numero telefdnico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088

sirvase indicar el numero de su radicacion o protzcolo de poder general

En caso de haber presentado poder jeneral para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
|




4. Datos del tramite
Correccion:
Expediente No. 15-134.534

Aparece

Debe ser

Modificacion:

- Presentacio Solicitud Divisional.

Modificacién al capitulo descriptivo.

[ ]

- Modificacion a' capitulo Reivindicatorio

reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulc presentado anteriormente.

Modificacion al resumen.

]

Modificacién a los dibujos.

Modificacion al solicitante.

Se presenta junto con este memorial nueso capitulo reivindicatorio el cua! consta de 6

5. Anexos

E] Comprobante de pajo de |a tasa para la presentacion de la correccion yro modificacion
I:, Poder, si fuere el caso.
- Documento que contene las modificaciones o correcciones.

D Copia de |a solicitud y sus anexos en formato magnético,

| 6. Firma

|

| -
U
| ‘ CAROLINA DAZA NTALVO

| C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

: TP-141563 CSJ

|

|

cdaza@clarkemodet.conm.co
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REIVINDICACIONES

1. Un método para proporcionar un marcado sobre un sustrato, donde el
método comprende:

(a) aplicar sobre una superficie de un sustrato que contiene una resina
modificadora preparada a partir de mondmeros polimerizables seleccionados de
acrilatos de polieter, acrilatos de poliéter modificados, acrilatos de poliéster,
acrilatos de poliester modificados, acrilatos de poliéster hexafuncionales, acrilatos
de poliéster tetrafuncionales, acrilatos de uretano difiincionales aromaticos,
acrilatos de uretano difiincionales alifaticos, acrilatos de uretano trifuncionales
alifaticos, acrilatos de uretano hexafuncionales alifaticos, monoacrilatos de
uretano, diacrilatos alifaticos, acrilatos de epoxi-bisfenol A, acrilatos de epoxi-
bisfenol A modificados, acrilatos de epoxi, acrilatos de epoxi modificados,
oligobmeros acrilicos, oligbmeros de acrilato de hidrocarburos, acrilatos fendlicos
etoxilados,  diacrilatos  polietilenglicolicos,  diacrilatos  neopentilglicélicos
propoxilados, derivados de bisfenol A diacrilados, diacrilatos dipropilenglicélicos,
diacrilatos hexanodiolicos, diacrilatos tripropilenglicélicos, tetraacrilatos de poliéter,
tetraacrilatos de ditrimetilolpropano, hexaacrilatos dipentaeritritdlicos, mezclas de
tri- y tetraacrilatos pentaeritritolicos, diacrilatos dipropilenglicélicos, diacrilatos
hexanodidlicos, triacrilatos de trimetilolpropano etoxilados o diacrilatos
tripropilenglicdlicos, en un area de la superficie del sustrato una composicién de
precursor de cristal liquido quiral curable, de modo que la composicion cubra una
parte del area en la que se encuentra la resina modificadora y también cubra un
area de la superficie en la que no hay resina modificadora, la composicion de
precursor de cristal liquido quiral que comprende (i) compuestos nematicos A, (ii)
compuestos dopantes quirales (B), y (iii) una sal;

(b) calentar la composicion aplicada a una temperatura de 55 °C a 150
°C pera hacer que pase a un estado de cristal liquido quiral; y

(c) curar la composicion en el estado de cristal liquido quiral.

2. El método de cualquiera de la reivindicacion 1, donde la composicion se
aplica mediante revestimiento por pulverizacion, revestimiento con cuchilla,
revestimiento con rodillo, revestimiento de pantalla, revestimiento de cortina,
huecograbado, flexografia, serigrafia, tampografia, impresion de inyeccion de tinta
continua, impresion de inyeccion de tinta con goteo por demanda o impresion con

valvula de inyeccion.



3 El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, donde la compaosicion
se aplica en forma de una imagen, una foto, un logo, marcas distintivas y un
patron que representa un codigo seleccionado entre uno o mas de los siguientes:
un codigo de barras unidimensional, un codigo de barras unidimensional

superpuesto, un codigo de barras bidimensional, un codigo de barras

tridimensional o una matriz de datos.

4, El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde la resina
modificadora esta presente en un area en forma de una imagen, una foto, un logo,
marcas distintivas y un patron que representa un codigo seleccionado entre uno o
mas de los siguientes: un codigo de barras unidimensional, un codigo de barras
unidimensional superpuesto, un codigo de barras bidimensional, un cédigo de

barras tridimensional o una matriz de datos.

5. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde la resina
modificadora se proporciona sobre el sustrato mediante revestimiento por
pulverizacion, revestimiento con cuchilla, revestimiento con rodillo, revestimiento
de pantalla, revestimiento de cortina, huecograbado, flexografia, impresioén por
transferencia, impresion por transferencia en seco, impresion tipografica,
serigrafia, tampografia, impresién de inyeccion de tinta continua, impresion de

iInyeccion de tinta con goteo por demanda o impresién con valvula de inyeccion.

6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el sustrato es
o comprende una etiqueta, un envoltorio, un cartucho, un envase o una capsula
que contiene productos alimenticios, bebidas, productos nutraceuticos o productos
farmacéuticos, un billete, una tarjeta de crédito, un sello, un timbre fiscal, un
documento de seguridad, un pasaporte, un documento nacional de identidad, una
licencia de conducir, una tarjeta de acceso, un boleto de transporte, una entrada,
un vale, una pelicula de transferencia de tinta, una pelicula reflectora, un papel de

aluminio o un articulo comercial.



